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研究成果の概要（和文）：近年、情報通信量の増大により、データセンタ内などの短距離データ通信においても
光配線の重要性が増してきた。データセンタ内の高密度光配線を実現するには、サブミクロンサイズの光配線を
実現するシリコンフォトニクス技術が不可欠だが、一方で既存の光ファイバ等との接続が課題となっている。本
研究では、シリコンフォトニクスと光ファイバ等の光接続の課題を克服するために、シリコンフォトニクス技術
を拡張し、シリコン光回路からウェハ表面へ高効率に光入出力を可能にする革新的な技術開発を実施し、広い波
長域において高効率の光結合を実現する技術を実証することに成功した。

研究成果の概要（英文）：Recently, the importance of optical interconnection has been increasing even
 in short distance data link within data centers, due to an increase in the amount of information 
communication. In order to realize high density optical interconnection in the data centers, silicon
 photonics technology for realizing submicron size optical interconnection is indispensable, but on 
the other hand, connection with optical fibers is a problem. In this research, in order to overcome 
the problems of optical interconnection such as silicon photonics and optical fiber, we have 
developed innovative technology that expands silicon photonics technology and enables high 
efficiency input / output of light from silicon optical circuit to wafer surface, and have succeeded
 in demonstrating a technique for realizing high efficiency optical coupling in a wide wavelength 
range.

研究分野：シリコンフォトニクス

キーワード： シリコンフォトニクス　光ファイバ　光結合
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